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9.15 a 9.30 Registro

9 30  9 45 P l b  d  Bi id  (OEPM  OMPI  OAMI)9.30 a 9.45 Palabras de Bienvenida (OEPM, OMPI, OAMI)

9.45 a 10.15 Protección de los Diseños Industriales en España (OEPM)

10.15 a 10.45 El Diseño Comunitario (OAMI)

10.45 a 11.00 Pausa-café

11.00 a 11.45 El registro internacional de dibujos y modelos industriales (OMPI)   
                             Betty Berendson. Ernesto Rubio. 
           
 

11 45  12 15 L  P ti  i l  E i i  d    
11.45 a 12.15 La Perspectiva empresarial: Experiencia de una empresa 

española en la protección de los diseños industriales
12 15 a 12 30 Coloquio12.15 a 12.30 Coloquio

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Aurora Hernandez.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Bernardo Viana.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Betty Berendson.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Ernesto Rubio.pdf
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